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Przedmiotem wynalazku jest sposob otrzymywania z
tworzyw sztucznych bardzo cienkich, o grubosci od 2
do 10 pm, folii, w szczegélnosci folii przeznaczonych
do wytwarzania kondensatorow.

Znane dotychczas sposoby otrzymywania z tworzyw
cienkich folii polegaja na: wytlaczaniu i rozcigganiu
mechanicznym tworzywa, nozwalcowywaniu tworzywa
oraz na wylewaniu na podloze warstwy tworzywa i na-
stepnie odrywaniu jej od podioza. Przy otrzymywaniu
folii metoda wylewania tworzywa na podioze, tworzywo
uprzednio jest Tozpuszczone w rozpuszczalniku, a tak
otrzymany roztwor zostaje jako jedna warstwa wylany
na podloze. Po wysuszeniu nastgpuje oderwanie war-
stwy tworzywa od podloza. Mala adhezje do podloza
uzyskuje si¢ jedynie przez doboér odpowiedniej podle-
wy. Otrzymane tym sposobem folie ‘maja grubo$¢ nie
mniejsza niz 6 pm i nie odznaczaja si¢ dobrymi wia-
sno$ciami dielektrycznymi.

Sposéb otrzymywania cienkich folii z tworzyw sztucz-
nych wedlug patentu nr 56919 polega na nanoszeniu na
podloze polarne jednostronnie lub dwustronnie kilku
warstw roztworu tworzywa sztucznego termoplastyczne-
go niepolarnego lub bardzo stabo polarnego, przy czym
druga i nastepne warstwy nalozone na mo$nik stanowia
roztwory tworzywa rozpuszczone w rozpuszczalniku o
coraz mniejszej rozpuszczalnosci poprzedniej warstwy,
a nastepnie noénik z mnalozona folia przepuszcza si¢
przez kapiel o wlasno$ciach polarnych takich samych
jak nosénik. Po nafozeniu kazdej warstwy przeprowadza
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si¢ suszenie. Jako tworzywo sztuczne termoplastyczne
stosuje si¢ polistyren, poliwgglan albo tlenek polifenyle-
nu. Jako podloze natomiast stosuje si¢ celofan, etyloce-
lulozg i inne.

Oderwanie od podloza nastgpuje na drodze rozpusz-
czenia warstwy podloza, stanowi to niedogodnos$é ze
wzgledu na stosowanie dodatkowych urzadzen jak wan-
ny z kapiela i suszarki do folii.

Celem wynalazku jest ulepszenie sposobu opisanego
w patencie gtéwnym umozliwiajacego otrzymanie folii
metoda sucha.

Zgodnie z wynalazkiem osiaga si¢ to przez odrywa-
nie blony od podtoza na sucho przez odgiecie jej pod
katem ponad 120° na cienkim rdzeniu o $rednicy jedne-
go do kilku milimetréw.

Na zalaczonym rysunku przedstawione jest schema-
tycznie urzadzenie przeznaczone do otrzymywania folii
sposobem wedlug wynalazku.

Folia podlozowa wraz z maniesionymi na nia war-
stwami tworzywa termoplastycznego jest nawinigta na
rolke 1. Folia podtozowa z warstwami tworzywa po obu
stronach przechodzi na uktad zrywahia 2 opasuje walek
2a, a nastgpnie jest zawracana pod katem > 120° na
tdzeniu 2¢ zginajacym foli¢ podtozowa.

Oderwana przy tym bardzo cienka folia jest zwijama
na walku 2a napedzanym folia podiozowa. Uchylne ra-
mie 3 nakierowuje foli¢ podlozowa 1 z pozostala na
niej jednoktronnie warstwa, ktéra jest nastgpnie odry-
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wana na drugim ukladzie zrywania 4. Podloze po oder-
waniu obu warstw jest zwijane na rolce 5.

Wprowadzenie odrywania folii na sucho przez jej
przegigcie pod katem wigkszym niz 120° w stosunku do
patentu gltéwnego stanowi upmszczenie technologiczne
polegajace ma uproszczeniu urzadzenia odrywajacego,
niewymagajacego stosowania wanny z kapiela i su-
szarki dla folii i podloza ze wzgledu na wykorzystanie
zmniejszonej przyczepnodci folii wynikajacej z réznic
polarnoéci.
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b otrzymywania z tworzyw sztucznych bardzo
cienkich folii w szczegélnosci folii przeznaczonych do
wytwarzania kondensatoréw wedlug patentu nr 56919
przez odrywanie ich od elastycznego podloza — nosni-
ka polarmnego — wzglednie polarnych na noéniku niepo-
larnym, wykorzystujac ich zmniejszona przyczepnoéé
wynikajaca z réznic polarnoéci, znamienny tym, ze blo-
ne¢ odrywa si¢ ma sucho od podtoza przez odgiecie pod
katem ponad 120° na cienkim rdzeniu o $rednicy jed-
nego do kilku milimetréw.

WDA-1. Zam. 4586, naklad 210 egz.

Cena 1zt 10,—
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